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Reator para revestimentos diamantiferos de grande porte

Descrigao
O reator da presente invencao viabiliza o uso do método Hot Filament Chemical Vapor Deposition
(HFCVD) para o crescimento de filmes de diamante homogéneos em superficies tubulares ou
cbnicas, permitindo o revestimento com excelente qualidade de estruturas de grandes dimensdes.

Oportunidades de mercado

Revestimentos de alta dureza e qualidade sdo de grande interesse para aplicacdes comerciais.
Atualmente, filmes diamantiferos sobre placas e fios vém sendo utilizados na industria principalmente
como ferramentas de corte, trituragdo, moagem, perfuragdo, camada antiatrito para juncées em
motores automotivos e aeronauticos, e protetor de superficies em ambientes agressivos. Outras
possiveis aplicagbes englobam a degradagao eletroquimica de compostos organicos poluentes e
persistentes no meio aquatico, produgao de implantes ortopédicos, entre outras. A relevancia do
mercado de revestimentos diamantiferos em geral € demonstrada por suas taxas de crescimento:
dados da agéncia MyNewsdesk apontam uma capitalizacdo de mercado de US$ 905 mi em 2010,
estimando-a em US$ 1,7 bi em 2015 e prevendo um crescimento de 14,1% nos 5 anos
subsequentes.

Diferenciais
» Capacidade de depositar filmes de diamante uniformes, homogéneos e de boa qualidade;
* Possibilidade de revestimento de substratos planos ou curvos de dimensdes amplas;

* Ampliagédo das possibilidades de aplicacdes dos filmes diamantiferos em novos projetos como
revestimentos de brocas para perfuragées de superficies extremamente duras.
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